Solution for researching

Prensa A Vacuo Quente Automatica De 15 Toneladas Com

Placas Aquecidas De 200X200Mm E Refrigeracao A Agua
Numero do item: XP33

introducao

Saiba mais

Explore a prensa a vacuo quente automatica de
15 toneladas da KINTEK: placas aquecidas de
200x200mm (até 500°C), controle PID preciso,
refrigeracao a agua e camara em SUS 304 para
processamento a vacuo ou gas inerte — perfeita
para células de baterias pouch, laminacdo de
polimeros e ligacao por difusao.

Aplicagdo Principal Beneficio

Laminacéo de Células
Pouch de Bateria

Laminacgao de Filme
de Polimero

Ligagao por Difusdo

Compactacéo e
Sinterizagdo de Pds

Cura de Materiais
Compodsitos

Montagem de
Eletronica Flexivel

A laminagao de células pouch para baterias de fons de litio ou estado sélido requer presséo e calor
uniformes para ligar as camadas sem danificar o eletrélito. A capacidade de vacuo remove a umidade
e os gases, evitando a delaminagdo e melhorando a longevidade da célula.

Lamina folhas de polimero ou filmes compdsitos para encapsulamento eletrénico, embalagem médica
ou telas flexiveis sob temperatura e pressao controladas.

Une metais, ligas ou ceramicas em temperaturas elevadas sob alto vacuo sem fusao, criando ligagdes
de difusdo atomica.

Comprime p6s de metal ou ceramica em uma matriz sob vacuo e calor para formar peletes ou pré-
formas densas.

Cura compésitos avangados reforcados com fibras com perfis de presséo e temperatura precisos em
atmosfera inerte.

Lamina e encapsula circuitos flexiveis, telas OLED ou sensores de filme fino com adesivos ativados por
calor sob vécuo.

Elimina a delaminagdo, melhora a
condutividade idnica e estende a vida util do
ciclo.

Produz ligagdes sem bolhas e de alta clareza
com controle preciso de espessura.

Alcanga interfaces de alta resisténcia e sem
poros, ideais para trocadores de calor e
dispositivos microfluidicos.

Aumenta a densidade, reduz a porosidade e
melhora as propriedades mecanicas e
elétricas.

Otimiza o reticulagao, previne a oxidagao e
garante laminados sem vazios.

Mantém o alinhamento, elimina defeitos de
desgaseificacdo e protege componentes
sensiveis.

Especificacdao Valor / Detalhes

Modelo

XP33

Presséo Maxima de Trabalho = 15 Toneladas (150 kN)

Temperatura de Trabalho da Placa

Poténcia de Aquecimento 3000 W

Dimensdes da Placa

200 mm x 200 mm

Abertura da Placa (Vao) 50 mm
Bomba de Vacuo Incluida Bomba de Vacuo de Palhetas Rotativas (padrao)
Nivel de Vacuo (Relativo) <-0,1 MPa

Material da Camara

Aco Inoxidavel SUS 304

Compatibilidade com Gas Atmosférico Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar)

Método de Resfriamento

Refrigeracdo a Agua Circulante (ambas as placas)

Temperatura Ambiente - 500 °C, tela de toque PID programavel
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Especificacdo Valor / Detalhes

Dimensodes Externas 650 x 492 x 725 mm
Peso Liquido 235 kg
Alimentagéo AC 220V / 50Hz, Monofésico
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